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Liebe Freunde,

Das Goethe—Institut China und die Abteilung Kultur und Bildung des Generalkonsulats der
Bundesrepublik Deutschland in Shanghai initiiert im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit dem
am art space ein Residenzprogramm. Es richtet sich an Kiinstlerinnen und Kiinstler aus
den darstellenden und bildenden Kiinsten. Der zweimonatige Aufenthalt im Mai/Juni 2014
dient der Arbeit an eigenen, chinabezogenen Projekten. Dariiber hinaus bietet der
Aufenthalt in Shanghai die Moglichkeit, Kontakte mit chinesischen Kunst- und
Kulturschaffenden zu kniipfen. Zudem werden die Teilnehmer in einem Blog tiber ihren

Aufenthalt berichten.

Die Bewerbungsfrist endet am 30. Oktober 2013

Bereich: Kulturschaffende aus allen Sparten der darstellenden und bildenden Kiinste
werden ermutigt, sich zu bewerben

Zeitraum: Mai—Juni 2014

Ort: Shanghai

Veranstalter: Goethe—Institut China, Abteilung Kultur und Bildung des Generalkonsulats
der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai

Leistungen der Programme

* Bereitstellung einer einfachen Unterkunft in Shanghai fiir 2 Monate oder alternativ
ein Mietzuschuss in Hohe von 1.000 Euro bei Privatanmietung einer Unterkunft

e Finanzierung der An— und Abreisekosten (Flug)

e ZuschuB3 zu den Lebenshaltungskosten in Hohe von 1.000 Euro monatlich

* Vernetzung mit fiir das Projektvorhaben relevanten Kulturschaffenden und Institutionen

iiber das Netzwerk des Goethe—Instituts und des am art space

Eine Ausstellung, Prasentation oder Performance sowie eine Publikation wird am Ende der

Residenzzeit angestrebt.

Bewerberinnen und Bewerber iiben in den genannten Berufsfeldern eine professionelle

Tatigkeit aus und haben ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland

Bewerbungsunterlagen
Bewerbungen sollten deutscher und englischer Sprache erfolgen und sollen folgende

Unterlagen enthalten:



* Lebenslauf

Mit vollstandigen Kontaktdaten, Angaben zu Threr Ausbildung und einem Uberblick tiber
Thre bisherige kiinstlerische Laufbahn.

* Motivationsschreiben und Projektvorhaben

Bitte schildern sie auf maximal 2 Seiten Thre Motivation fir die Teilnahme am
Residenzprogramm. Bitte schildern Sie ebenfalls, welches Projektvorhaben Sie wahrend
Thres Aufenthalts in Shanghai umsetzen mochten.

* Arbeitsproben

Wir bitten Sie, mindestens 5 Arbeitsproben einzureichen. Diese konnen ausschlieBlich

digital und bis zu einer DateigroBe von maximal 5 MB eingereicht werden.

Bewerbungen sind ausschlieBlich per E-Mail moglich. Bitte senden Sie Thre

Bewerbungsunterlagen innerhalb der Bewerbungsfrist an folgende Adresse:

Frau DONG Qinwen
Programmabteilung Abteilung Kultur und Bildung des Generalkonsulats der Bundesrepublik
Deutschland in Shanghai

programm@shanghai. goethe. org

Auswahlverfahren
Die Auswahl erfolgt durch eine unabhangige Jury. Die Entscheidung der Jury ist endgiiltig

und nicht anfechtbar.
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Dear Friends,

The Goethe—Institut China and the Department of Culture and Education of the Consulate
General of the Federal Republic of Germany in Shanghai will initiate an art residency
program in collaboration with the am art space in 2014. It is aimed at artists from the
fields of visual art and performing art. The residency program will be a two—month stay
in May / June 2014. The participants can implement their China-related projects during
the stay. In addition, the stay in Shanghai offers an opportunity to establish contacts
with Chinese arts and cultural sector. The participants are asked to write a blog about

their stay.

The deadline for applications 1is the 30th of October 2013.

Range: Cultural workers from all sectors of the performing and visual arts
are encouraged to apply.

Time: May / June 2014

Location: Shanghai

Organizers: Goethe—Institut China, Department of Culture and Education of the Consulate

General of the Federal Republic of Germany in Shanghai

Benefits of the Program:

* Provision of a basic hotel in Shanghai for 2 months or alternatively 1, 000 euros for
private accommodation

* Financing of international arrival and departure costs (flight)

* Living subsidies in the amount of 1,000 euros per month

* Networking with the project creators and institutions of relevant projects through

the network of the Goethe-Institute and the art space

An exhibition, presentation or performance as well as a publication are desired at the
end of the residence time
Applicants shall have professional experience in the above—mentioned fields and have

their center of life in Germany

Application Documents

Applications shall be made German and English and shall contain the following
documents:

* Resume:

With full contact details of your training, an overview of your current artistic career,
and an introduction to your major work (at least five pieces)

* Application letter and project plan



Please describe your motivation to a maximum of 2 pages for participation in the residency
program. Please also describe what project you want to implement and your project plan
during your stay in Shanghai.

* Work Samples:

We kindly ask you to submit at least 5 samples of your work. This can only be submitted
digitally and up to a maximum file size of 5MB.

Applications are accepted only by e-mail. Please send your application before the
deadline to the following address:

Ms. DONG Qinwen

Cultural programs, Department of Culture and Education of the Consulate General of the
Federal Republic of Germany in Shanghai.

programm@shanghai. goethe. org

Selection Process
The selection will be made by an independent jury. The judges’ decision is final and

not subject to appeal.



